




























专利名称(译) 一种阵列基板、电致发光显示面板及显示装置

公开(公告)号 CN206711895U 公开(公告)日 2017-12-05

申请号 CN201720633454.1 申请日 2017-06-02

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 张保侠
盖翠丽
林奕呈

发明人 张保侠
盖翠丽
林奕呈

IPC分类号 H01L27/32 G09G3/3225

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种阵列基板、电致发光显示面板及显示装置，该阵
列基板包括：衬底基板、以及在衬底基板上依次设置的第一信号线、绝
缘层和第二信号线；并且，第一信号线与第二信号线具有交叉区域；为
了避免位于绝缘层上下表面的第一信号线和第二信号线在交叉区域发生
短路，可以将第一信号线在交叉区域的电阻设置为大于其他区域的电
阻，即提高第一信号线在交叉区域的电阻，在交叉区域形成高阻区，减
缓第二信号线中的电流在交叉区域的流通速度，有效避免因在交叉区域
大电流的瞬间通过导致绝缘层的击穿造成第一信号线与第二信号线之间
短路，从而有效减少第一信号线与第二信号线在交叉区域发生短路的几
率，提高显示画面的质量。
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